Tato praca je zamerand na studium vrstiev oxidu céru (dopovanych platinou)
pripravenych magnetrénovym naprasovanim na rézne druhy substratov. Pozor-
nost je upriamend predovsetkym na sposob rastu a morfoldgiu vrstiev (Pt—)CeOs.
Sttidium prebiehalo prostrednictvom skenovacej elektrénovej mikroskopie (SEM)
a transmisnej elektronovej mikroskopie (TEM). Vzorky (lamely) pre TEM boli
pripravené pomocou fokusovaného iénového zvizku (FIB) s ohladom na transpa-
rentnost pre elektronovy zvizok a dostatoény materidlovy kontrast. Zaroven bol
kladeny doraz na eliminaciu redepozicie a minimalizaciu amorfnej vrstvy lamiel.
Zastupenie jednotlivych prvkov bolo urc¢ované energiovo-disperznou spektrosko-
piou (EDX) a spektroskopiou charakteristickych energetickych strat elektréonov
(EELS).



